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NIPPON CHEMI-CON CORP. 

ウエハ成膜、パターン加工 
 

日本ケミコンでは 8インチと 300mmウエハへの各種成膜加工、パターン加工に 

対応しております。 

       

＜成膜加工例＞            ＜パターン加工例＞ 

 

＊成膜、パターンニング加工の特長 

・成膜可能品種 

種類 製法 膜種 

 

 

酸化膜系 

 

  

熱酸化膜 薄膜・超厚膜熱参加膜 

LP-CVD LP-SiO2、HTO、LP-TEOS 

PE-CVD PE-SiO2、PE-TEOS、HDP etc. 

スピンコート SOG 

アニール炉 RTO 

窒化膜系  
LP-CVD LP-SiN 

PE-CVD PE-SiN 

シリコン系 LP-CVD Poly-Si,、Amorphous-Si 

有機膜系 スピンコート G 線・I 線・Krf・ArF レジスト、ポリイミド 

メタル系  

スパッタ Al、Ti、Ta、Cr、Cu、W、ITO etc. 

めっき Ti、Ni、Au、Cu etc. 

CVD W-Si 

・パターンマスクの製作が可能。 

・Holeパターン、ライン&スペース共に 90nmサイズの加工が可能。 
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